
塑优案® 光学解决方案

不想让产品同质化，从“塑优案”创新选材开始

红外光光学材料透明材料

耐刮透明材料 塑优案Ⓡ可喷涂透明PC材料

塑优案ⓇABS N735

N735具有出色的耐
刮擦、耐UV和机械
能能。

塑优案ⓇPMMA 
NM55

透度与常规PMMA
相当，铅笔硬度可
以达到3H（7.5N）。

塑优案ⓇT5300T

高耐化：远优于PC
高透过率：3mm透过率85%

光扩散

光扩散PC

塑优案ⓇPC36**
FR：V2@1.5mm
可实现多种光扩散效果。

塑优案ⓇABS N736
FR：HB@1.5mm
低成本光扩散材料。

塑优案ⓇPMMA NM36
FR：HB@1.5mm
实现磨砂的光扩散效果。

光扩散ABS 光扩散PMMA 光扩散PP

塑优案ⓇPP N236
FR：V2@1.5mm
实现阻燃V2光扩散PP，耐
热球压达到125℃，替代光
扩散PC。

透明增强材料

PMMA GM04T、SAN G104T、PC G804T

特点：高刚性、高强度、高透明、高耐热、
低线性膨胀系数。

透明吸红外材料 透红外材料

塑优案ⓇTD10
塑优案ⓇTD90

实现隔热、阻隔信号的功能。

PMMA M1600
PMMA M1800

保持良好的透红外性，改善
PMMA易开裂问题。可实现激
光焊接。

塑优案ⓇH7500

低温注塑：注塑度可以
降低到270℃。
高透过率：3mm透过率
89%。


